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摘要(译)

一种光学写入显示装置，其执行：向一对电极施加具有第一极性的第一
电压，所述第一电压将第一部分电压施加到胆甾型液晶层，所述第一部
分电压大于胆甾型状态的阈值。当进行曝光时，液晶层从焦点圆锥变为
垂面，并将光电导层曝光;停止施加第一电压达预定时间并使光电导层曝
光;施加具有与第一极性相反的第二极性的第二电压，其将第二部分电压
施加到胆甾型液晶层，第二部分电压在不进行曝光时不大于上述阈值，
但是大于上述阈值进行曝光时;选择性地将光电导层曝光并停止施加第二
电压。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/46bea318-3516-4f4e-bfe9-6661f5b85a3e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041464077/publication/US2010002155A1?q=US2010002155A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220100002155%22.PGNR.&OS=DN/20100002155&RS=DN/20100002155

